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■適用例　MAJOR APPLICATION

精製・凝縮システムの最も基本的な使用例です。原
料供給速度・操作真空度・加熱温度などの操作条
件により一定の留出液および、残留液が連続的に
排出されます。 

Shown here is the most basic application for 

refining / condensation system. Constant 

amount of distillate and residual liquid can be 

discharged continuously, depending on the 

operating conditions such as material feed 

speed, operating degree of vacuum, heating 

temperature, etc.
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蒸発に関するプラントの設計・製作・試運転を行います。なお、当社ではガラス製 
２‐０３型および１２‐４型高真空パイロットテスト装置を準備しておりますので処理液を
お送りくだされば直ちに実験いたします。 

KOBELCO ECO-SOLUTIONS is also ready to execute the plant 

design and engineering including the evaporation process and also the 

plant test operation.

In addition, KOBELCO ECO-SOLUTIONS has pilot test unit type  

2-03 and type 12-4, which is available for quick evaporation test using your 

products.

Moreover, when you wish to conduct your test at your factory.

２‐０３型ワイプレンは実験室用に作られたガラス製蒸留装置です。当社が工業用と
して設計・製作しているワイプレン薄膜蒸留装置と基本的に同じ構造です。少量
の試料で処理の最適条件が確認できるので基礎実験にたいへん便利です。 

This type of WIPRENE test unit, made of glass, is designed for laboratory 

use. The unit has basically the same design as the WIPRENE unit for 

industrial use. This unit is best suited for basic tests, since confirmation of 

optiman process. conditions can be made with a small amount of sample 

materials.

化学工業用プラントおよび機器・装置 

○　グラスライニング製機器・装置 
○　ステンレス鋼および各種耐食金属製機器・装置 
○　薄膜蒸発機ワイプレン 
○　高粘度液用薄膜蒸発機エクセバ 
○　円錐混合・乾燥機SVミキサー、PVミキサー 
○　粉体混合乾燥機コニカルドライヤ 
○　多機能型ろ過乾燥機　フィルタードライヤ 
○　食品工業用機器装置 
 
□　上・下水処理プラント（工業用水、都市下水、三次処理装置） 
□　廃水処理プラント（各種産業排水、高度処理装置） 
□　廃棄物処理、リサイクル 
□　冷却塔（工業用・地域冷暖房用） 
□　気体関連環境装置 

営業品目 

CHEMICAL  PROCESS EQUIPMENT

○　Glasslined Equipment 
○　Stainless Steel and Other Alloy Equipment  
○　Film Evaporator WIPRENE 
○　Film Evaporator for High Viscous Products EXEVA 
○　SV Mixer, PV Mixer 
○　Conical Dryer 
○　Filter Dryer 
○　Food Machinery 
 
□　Water Treatment 
□　Environmental Systems 
□　Waste Treatment and Recycling 
□　Cooling Towers 
□　Air Pollution Control
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2-03型WIPRENEユニット 

■特長 
・大気圧操作から0.13Paの高真空操作まで可能です。 
・マントルヒータで350℃まで加熱でき温度調整も容易です。 
・構造が簡単で、分解・組立・洗浄が容易です。 

■DESIGN FEATURES

・Available for operating pressures ranging from atmospheric pressure to a 

high vacume of 0.13Pa.

・Equipped with a mantle heater, thereby allowing for heating up to 350°C 

and temperature control as well.

・Simple in construction, thus making disassembly, assembly and cleaning 

easy.

エンジニアリングサービス ENGINEERING SERVICE標準寸法 STANDARD DIMENSIONS
ステンレス製／Stainless steel

標準寸法 STANDARD DIMENSIONS
グラスライニング製／Glasslining
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